附件3：

表3  2019年第一批半导体材料协会标准项目计划

	序号
	计划编号
	项目名称
	标准性质
	制修订
	代替标准号
	采标

情况
	完成时间
	技术归口单位
	主要起草单位

	任务来源：《关于下达2019年第一批协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2019]17号），2019年2月13日

	1
	2019-001-T/CNIA
	绿色设计产品评价技术规范 区熔锗锭
	推荐
	制定
	
	　
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南东昌金属加工有限公司

	2
	2019-002-T/CNIA
	绿色设计产品评价技术规范 碳化硅单晶抛光片
	推荐
	制定
	
	　
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	北京天科合达半导体股份有限公司

	3
	2019-003-T/CNIA
	绿色设计产品评价技术规范 氮化硅粉体
	推荐
	制定
	
	　
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	新疆晶硕新材料有限公司、烟台同立高科新材料股份有限公司、新特能源股份有限公司

	4
	2019-004-T/CNIA
	绿色设计产品评价技术规范 电子级三氯氢硅
	推荐
	制定
	
	　
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	洛阳中硅高科技有限公司、青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司、南京国盛电子有限公司

	5
	2019-005-T/CNIA
	改良西门子法多晶硅用铸锭硅芯
	推荐
	制定
	
	
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	江阴东升新能源股份有限公司、洛阳中硅高科技有限公司、江苏康博新材料科技有限公司

	6
	2019-006-T/CNIA
	电子工业用高纯氢氟酸中痕量阴离子含量的测定  离子色谱法
	推荐
	制定
	
	
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司、江苏鑫华半导体材料科技有限公司

	7
	2019-007-T/CNIA
	电子工业用高纯氢氟酸中痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	推荐
	制定
	
	
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司、江苏鑫华半导体材料科技有限公司

	8
	2019-008-T/CNIA
	电子工业用高纯硝酸中痕量阴离子含量的测定  离子色谱法
	推荐
	制定
	
	
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司、江苏鑫华半导体材料科技有限公司

	9
	2019-009-T/CNIA
	电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法
	推荐
	制定
	
	
	2020
	全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会
	青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司、江苏鑫华半导体材料科技有限公司


